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Ciscenje povrsin

Ciscenje je fizicno ali kemi¢no odstranjevanje necisto¢
(umazanije) ali kontaminatov s povrsine predmetov.
Nas zanima predvsem cCiScenje tistih povrsin mate-
rialov, ki so kakorkoli Ze povezani z vakuumom, pre-

dvsem z visokim in ultra visokim.

Povrsinski kontaminanti so nezaZeleni materiali s ke-
micnimi lastnostmi, ki so drugacne od njihove podlage
(substrata). Kljub temu, da znamo odistiti grobo uma-
zanijo, npr. mascobe in olja, pa s tem Se nismo
dosegli Cisto€o na atomarni ravni. Na povrsini podlag
so ostali Se sorbirani plini oz. pare (adsorbirani,
absorbirani, kemisorbirani). Le-ti (njihov parni tlak)
nam lahko delajo hude preglavice, posebej v visokem
in ultra visokem vakuumu zaradi pocasne desorbciie
(odplinjevanja). Ce hocemo imeti atomsko Cciste
povrsine, kar je pogoj za adhezijo novih plasti, ki jih
nanasamo na podlage z naparevanjem (npr. kovin,
zlitin) ali naprsevanjem (kovin, nekovin oz. dielek-
trikov), je treba uporabiti Se posebne tehnike Gis¢enja.

V teh nasvetih ni mogoce nadrobno razpravijati, kje in
na kakSen nacin so se predmeti zamazali
(kontaminirali). Za vakuum je vse bolj ali manj um-
azano. VpraSanje je le, do kakSne mere je treba pre-
dmete, ki pridejo v stik z vakuumom, ocistiti, da bi
dosegli Zeleni uspeh (npr. dobro adhezijo, majhno
degazacijo ...).

Postopke CiSCenja lahko razdelimo v pet skupin (Li-
teratura: Osnove vakuumske tehnike, 2. izdaja, 1984):

— mehansko (strganje, krtacenje, brisanje, brusenje,
rezanje, struZenje, poliranje, suho (SiO2, Al203) in
mokro peskanje (voda in steklene kroglice))

— kemicno

— S pregrevanjem

— v plazmi

— z ionskim jedkanjem,

pri tem pa se bomo nekoliko zadrzali le pri kemiCnem
nacinu.

Ciséenije s topili

S topili najlaZe odstranimo mascobe in olja s povrsine
kovin. Seveda pa je tako ¢is¢enje neucinkovito, ¢e so
necistoCe netopljive (kot so: soli, oksidi, ogljikove
spojine, paste, ki se uporabljajo pri trdem lotanju ipd).

Za uspesSnost tega nacina CiS¢enja moramo poznati:

— naravo kontaminanta, ki ga Zelimo odstraniti

— temu primerno topilo in

— njegovo delovno temperaturo.

Ce lahko poteka CiS€enje Ze pri sobni temperaturi
("hladno ¢iscenje"), je to najenostavneje in primerno
za olja in mas€obe. Najbolj primerna Cistilna sredstva
so detergenti (za neCistoCe, ki so topne v vodi) in
topila: aceton, trikloretilen, perkloretilen itd. Ciscenje

lahko opravimo s potapljanjem v tekocino ali pa, ce je
le mogoce, z brisanjem s krpo, namoceno s topilom.
Lahko uporabimo tudi ultrazvoéne naprave, ki nam
pomagajo odstraniti necistoCe iz izvrtin, navojev ali
drugace kompliciranih oblik povrsine.

Za razmascevanje z olji, masc¢obami in voski zama-
zanih kovinskih povrsin lahko uporabimo pare klori-
ranih ali fluoriranih topil. V posebnih posodah je na
dnu grelnik za uparevanje topila, v zgornjem delu pa
je hladilna cona, kjer se pare kondenzirajo in odtecejo
na dno. Predmete obesimo nekje vmes (v parno
cono), kjer se pare tudi kondenzirajo na (hladnih) pre:
dmetih (podlagah) in topijc necistoce ter iih odpla-
kujejo. Ta postopek je zelo primeren za uporabo
predvsem v kovinski industriji, uporablia_pa se tudi v
industriji stekla, plastike, elastomerov. Cistilno sred-
stvo so halogenirana topila, ki so nevnetljiva, ne pov-
zrocajo korozije, hitro se uparjajo in imajo veliko
raztopno sposobnost. To so: ftrikloretilen, perklor-
etilen, metilen klorid, trikloro-trifluoroetan. Predmete
lahko cistimo po tem postopku na vec€ nacinov: s
potapljanjem v vrocCe topilo_in nato Se v pari, z opr-
havanjem in kombinirano. Ce pri tem uporabimo 3e
uitrazvok, je CisCenje Se bolj temeljito.

Poleg tega poznamo $Se CciSCenje z alkalijami in
kislinami (luZenje in jedkanje). Prvo je navadno v
povezavi z elektrolitskim ¢iS¢enjem (anodno ali katod-
no). Uporabljamo ga za odstranjevanje oksidov na
Zelezu, jeklu, aluminiju, cinku itd. Ciscenje s kislinami
je navadno povezano z drugimi kemijskimi nacini. Z
luzenjem oz. jedkanjem odstranjujemo okside, ki so
navadno netopljivi v drugih raztopinah. Z jedkanjem
odstranjujemo mocno oksidirane plasti na povrsini
kovin in tudi drugo umazanijo s kemijsko reakcijo med
z vodo razredCeno kislino in kovinsko podlago
(ogljikova, nerjavna jekla), pri cemer se tvori vodik.
Postopek poteka pri sobni temperaturi ali nekoliko
povisani (do 100°C). Pred tem moramo s predmetov
odstraniti olja, maziva, milnico in druge kontaminante
(npr. z alkalnimi topil). Za jedkanje uporabljamo
fosforno ali klorovodikovo kislino.

Pri takem nacinu ciSCenja (luZenju in jedkanju) se
moramo zavedati, da odvzemamo tudi osnovni mate-
rial in se zato dimenzije predmetov spremenijo
(zmanijsajo).

Po vsakem kemiCnem C¢iSCenju je treba predmete
dobro sprati v destilirani vodi in nato se v etilnem al-
koholu ter posusiti Pri delu moramo uporabljati
prijemala (npr. pincete), na rokah pa morajo biti
rokavice. Pa tudi drugaCe se je treba zaScititi, da
naSega zdravja ne nacno vse te kemikalije.
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